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Abstract (en)
[origin: WO9319865A1] Described is a bending machine for simultaneously bending two individual wires superposed over each other, the machine
having, located one after the other along a feed line, a first alignment device (1), a feed device (2), a second alignment device (3) and a retractable
cutter (6) with a stationary blade and a mobile blade, plus a bending device (7) with a bending table which defines the plane of bending. The cutter
is located between the bending device and a stationary wire guide (5) designed to feed in two superposed individual wires (D1, D2) in a continuous
feed and to support the feed during the bending procedure and, during the whole of the bending procedure, to be displaced at least out of the feed
line of the upper wire (D2) into a retracted position.

Abstract (fr)
Machine pour cintrer simultanément deux fils métalliques individuels superposés, dans laquelle se trouvent à la suite, le long d'une ligne de travail,
un premier dispositif d'alignement (1), un dispositif d'avancement (2), un second dispositif d'alignement (3) et un dispositif de coupe (6) rétractible
muni d'une lame fixe et d'une lame mobile, ainsi qu'un dispositif de cintrage (7) muni d'une table de cintrage définissant le plan de cintrage. Le
dispositif de coupe est disposé entre un guide-fil fixe (5) destiné à guider simultanément les deux fils individuels superposés (D1, D2) d'une ligne de
matériau et à soutenir cette ligne de matériau lors du cintrage, et le dispositif de cintrage. Pendant le processus de cintrage complet, le dispositif de
coupe est déplacé dans une position de retrait, du moins hors de la trajectoire d'amenée du fil individuel supérieur (D2).
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